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１．概要（Summary） 

私たちの研究室では光を反射する特性をもっている非

常に小さなフォトニック結晶に着目し、医療応用もしくは工

学応用を目的とした基礎的研究を行っている。本研究で

はこれまで、フォトニック結晶である h-BN を使用し、その

結晶を直線溝に導入した場合の光反射特性や配向特性

を調査してきた。今回は、円形溝を作製し、同様の実験を

行おうと考えている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、深掘エッチャー、表面段差計 

 

【実験方法】 

設計図を Fig.1に示す。 

研究所の装置を使用し微細加工を施し、パターンが盛

り上がるような型を予定した。その後、PDMS を型に流し

込み、温度層で固めて溝を作製しようと試みた（何度も使

用できるように PDMSを使用）。 

今回作成したパターンは中央には、500µmの円と外周

には幅 100µm の円形溝を作成した。その他、上下左右

の 4か所に 1mmの円を作成し、200µmの直線溝でつな

いだ。深さは 10µmを掘る予定とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

設計図を基に微細加工を施し、その後 PDMSにより円

形溝を作製に成功した。作成したパターンとの相違はほと

んどなく設計通りの結果となった。深さはエッチング装置

により微調整を繰り返し、予定通り 10µm を掘ることに成

功した。 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

 

 

Fig.1 Blueprint of wafer 


